
Nanostructures physiques et chimiques pour 
l’analyse biologique en laboratoires-sur-puce
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Objectifs du Projet
L’objectif principal du projet est de développer de nouveaux supports nanostructurés à très haute spécificité de surface, intégrés au sein de systèmes 
microfluidiques, pour des analyses biologiques à haut débit et/ou à haute sensibilité. L’analyse de molécules d’ADN est un exemple typique de ces 
systèmes.. Deux nouveaux types de substrats structurés sont utilisés : d’une part, des réseaux de nano-piliers à haut rapport d’aspect, recouverts de 
polymères auto assemblés porteurs de fonctions spécifiques et d’autre part des « brosses » de nano particules magnétiques assemblées en fils auto 
organisés à haute densité.

Fonction de corrélation et séparation d’ADN dans ce réseau
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La technologie de fabrication des nanostructures et le protocole de fonctionnalisation de surface sont compatibles. L’intégration de ces deux technologies avec celle 
des dispositifs microfluidiques devrait permettre une séparation ADN à haut débit. Les « brosses » magnétiques donnent maintenant pour la séparation d’ADN des 
résultats proches des limites théoriques, et on cherche également à étendre l’approche à l’analyse de protéines et au tri cellulaire. 

*J.Shi, C. Peroz, A. Pépin, D. Decanini, L.Malaquin, D. Baigl et Y.Chen
**N. Minc, M. Slovakova, C. Fuetterer, K. Dorfman, J.L. Viovy

*Laboratoire de Photonique et de Nanostructures LPN/CNRS, 91460 Marcoussis et ENS de Paris 
*UMR 168 Institut Curie/CNRS, 11 Rue P.M. Curie, 75005 Paris

Tél : 01 69636121 Email: yong.chen@lpn.cnrs.fr

Nano Impression assistée par UV

« Brosses » de Particules Magnétiques Auto Assemblées
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Fluorescence d’ADN  T4 dans un canal de nano-piliers sous champs électriques 

Duplication avec un moule souple et transparent (PDMS)

Configurations de moules et procédé à trois couches 

Protocoles de bio-fonctionnalisation  
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Intégration dans un dispositifs microfluidique

Motifs produits par soft UV NIL et gravure sèche 

Résine Plexiglas Verre  

Conclusions et Perspectives
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